
Cemento fi ssativo semipermanente a polimerizzazione duale
per la cementazione di corone e ponti su impianto

• Forza di adesione ottimale, compromesso ideale

 tra cementazione provvisoria e permanente

• Rimozione del restauro senza danni

• Facilità di rimozione degli eccessi

• Film polimerico elastico per ridurre la pressione

 masticatoria sugli impianti

• Ottima sigillatura, nessun rischio di ritiro 

 né di ingresso di batteri

• Molto facile e pratico da usare

• Senza eugenolo

HARVARD IMPLANT

Oltre 120 anni
di tradizione

al servizio
dei dentisti

Corona

Moncone    H
arvard

 Im
pl

an
tCorona

Moncone    H
arvard

 Im
pl

an
t



HARVARD IMPLANTProprietà
Vantaggi!

Riempimento del restauro
con Harvard ImplantMoncone dell’impianto

Fotopolimerizzazione
di Harvard Implant

Rimozione degli eccessi
di Harvard Implant 

Eccessi di cemento
Harvard Implant

Impianto con 
sopracostruzione

Protocollo

Forza di adesione ottimale a metà strada tra cementi provvisori e permanenti
 Adesione di lunga durata e facile rimozione del restauro senza rischio di danni

Nessuna contrazione
Nessun ingresso di batteri
 Ottima sigillatura 
 Fissaggio sicuro del restauro

Spessore del film ottimale
 Aderenza eccellente

Film polimerico elastico
 Riduce la pressione masticatoria sull‘impianto

Polimerizzazione duale
 Fissaggio immediato
 Facilità di rimozione degli eccessi di materiale

Radiopaco
 Diagnosi sicura in radiografia

Siringa Harvardmix
 Affidabile e pratica

A base di metacriliati, con ossido di zinco
 Estetica gradevole
 Azione antibatterica

Senza eugenolo
 Non è inibita la presa di cementi compositi e materiali compositi



Caratteristiche fi siche HARVARD IMPLANT

Comportamento volumetrico nell’acqua (37°C)

 

Harvard Implant

Systemp Link (Ivoclar Vivadent)

Multilink Implant (Ivoclar Vivadent)

Premier Implant (Premier Dental)

Implantlink Semi (Detax)

*Dati interni di Harvard Dental International: 2013
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Harvard Implant Systemp Link 
(Ivoclar Vivadent)

Multilink Implant 
(Ivoclar Vivadent)

Premier Implant
(Premier Dental)

Implantlink Semi
(Detax)

Bassa resistenza
alla compressione 

= 
maggiore elasticità

Nessun ritiro
+

Spessore ottimale
=

ottima sigillatura
+

fi ssaggio sicuro

Bassa resistenza
alla compressione 

= 
maggiore elasticità

Nessun ritiro
+

Spessore ottimale
=

ottima sigillatura
+

fi ssaggio sicuro



CONFEZIONAMENTI

7081400 Harvard IMPLANT
  Siringa automix da 5ml. + 10 puntali

HARVARD
IMPLANT

Cemento fi ssativo semipermanente 
a polimerizzazione duale 
per la cementazione di corone e ponti su impianto

Trade Mark and Quality since 1892

www.harvard-dental.de www.idsdental.it

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 – 4, 15366 Hoppegarten, Germany
Tel: + 49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental.de

International Dental Supply srl
Via Valletta San Cristoforo, 28/10
17100 Savona 
Tel. 019 862080 - Fax 019 2304865
info@idsdental.it

Resistenza alla compressione ............40 MPa

Spessore del film ............................... 20 µm

Oltre 120 anni
di tradizione

al servizio
dei dentisti

Dati Tecnici


